Posudek Skolitele na disertaéni praci Ing. Tomase Pejchala
Towards highly doped Ge and ZnO nanowires: growth,
characterization and doping level analysis
Vysoce dopovana Ge a ZnO nanovlakna: rust, charakterizace a
analyza urovné dopovani

Ing. Tomas Pejchal byl mym studentem jiz v rdmci bakalaiského studia (téema
~Morfologie ostriivkii germania v pfitomnosti gallia a zlata*) a pokracoval i ve
vypracovani diplomové prace pod mym vedenim (téma ,Modifikace riistu
polovodi¢ovych nanovlaken“). Zadanim jeho disertaéni prace bylo podilet se na
pripravé a analyze vysoce dopovanych polovodi&ovych nanodrati, jez by nalezly
uplatnéni v plazmonice.

Tomas jiz od pocatku mohl zagit intenzivné pracovat na zadanych tkolech,
nebot si jiz dfive osvojil nutné dovednosti, tedy zejména riizné zpusoby depozice
polovodiu v ultravysokém vakuu a rovnéz relevantni analytické techniky,
zejména Augerovu mikrospektroskopii a fotoelektronovou spektroskopii. Prvni
roky se intenzivné vénoval pfipravé Ge nanodratii pomoci zlatych katalytickych
nanocastic. Podafilo se mu ziskat extrémné hodnotné vysledky poukazujici na
vliv vodiku na morfologii nanodrati. Nasledné se snazil demonstrovat pfipravu
Ge nanodratl i pomoci alternativnich katalyzatordi. Tato cesta se viak ukazala
jako slepda, a pfes intenzivni snahu doktoranda se opakované nedafilo ziskat
reprodukovatelné vysledky. Nad nimi jsme stravili mnoho diskusi, b&hem nichz
jsem se postupné utvrzoval v pfesvédéeni, ze Tomas dozral a k uspésnému
absolvovani studia by mélo sta&it malo — vybrat vhodny systém, na kterém
bychom ukazali katalyzatorem zpiisobené dopovani a vysledky publikovat jako
jeho prvoautorskou publikaci. Podcenil jsem véak dvé véci — pfiroda nam
nevychazela vibec vstfic (jak se pozdé&ji ukazalo, pouzitim technik vté dobé
dostupnych nelze principiainé nanodraty pfipravit), a také enormni naro&nost
tohoto Ukolu. Velké mnozZstvi negativnich vysledk si vybralo dart na Tomasové
motivaci, a tak se zacal vénovat i vyzkumnému projektu ve firmé& Frentech. Toto
mezidobi samozfejmé vyustilo ve zpomaleni praci, a je divodem pomérné
dlouhé doby od nastupu ke studiu aZ k datu odevzdani disertace (8 let).
V poslednich dvou letech Tomas aktivity ve Frentechu opustil a zacal se napino
vénovat novému materidlovému systému (ZnO-Ga), kde se podafilo ziskat pékné
publikovatelné vysledky.

AC se z pfedchoziho textu miize zdat, ze Tomas nebyl publikaéné aktivni,
neni tomu tak. Je spoluautorem 2 publikaci v impaktovanych ¢asopisech a své
vysledky prezentoval na 7 zahrani&nich konferencich, kde vzdy zivé diskutoval
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dobrovolnych aktivit a pomahal mladsim studentim v praci v laboratofi, zaucoval
je na zafizenich a zejména byl spolu se mnou aktivnim moderatorem diskusi na
pravideinych schlzkach skupiny. Jak se dalo oCekavat, v poslednich letech
studia uz byl v podstaté postdoktorandem, s kritickym pohledem na ziskané
vysledky nejen své, ale i ostatnich, a velkym rozhledem.

Disertacni prace, kterou predlozil k obhajobé, je svym charakterem
neobvykla — pomérné stroha pfi popisu nejuspésnéjsich publikovanych vysledk(
pfipravy a charakterizace Ge nanodratl, a naopak obsahuje velmi detailni &ast
tykajici se dopovani ZnO nanodrat(l. Tato druha Cast vyborné ukazuje, jakym
zplsobem Tomas pfistupuje k analyze problému, a dle mého nazoru odrazi
spravny védecky pfistup, ktery je Tomasovi viastni.

Praci, studijni vysledky i pracovni nasazeni Ing. T. Pejchala hodnotim
mimofadné vysoko a praci rozhodné doporucuji k obhajobé, i pfes absenci
pfijatého prvoautorského &lanku v dobé podani disertace k obhajobé. Tato
skute€nost v8ak bude brzo napravena. Jsem presvédéen, Ze Tomas Pejchal
bude platnym &lenem jakéhokoliv védeckého &i vyvojového tymu, coz prokazal i
svou disertaéni praci, ktera spliiuje v8echny poZadavky kladené na udéleni
védeckého titulu PhD.

V Brné 13.9. 2021 doc. Ing. Miroslav/ Kolibal, PhD
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